Solution for researching

Purificador De Gas De Laboratorio De Alta Pureza Para
Atmosfera Inerte E Gases De Processo Ultra-Puros

Numero do item: KT-JH

Saiba mais

introducao

Descubra o nosso purificador de gas de
laboratério de alta pureza projetado para o
fornecimento continuo de gas inerte ultra-puro.
Removendo eficazmente a humidade e o
oxigénio para niveis inferiores a ppm, este
sistema garante a integridade absoluta da
atmosfera para instalacbdes exigentes de CVD,
sintese de semicondutores e investigacao
metallrgica avancada.

rlEee Principal Beneficio

Semicondutores e Epitaxia de
Filmes Finos

Processamento Térmico em
Atmosfera Inerte

P&D de Baterias de ions de Litio e
Estado Sélido

Fabricacao de Fibras Opticas e
Fotovoltaica

Fabricacao Aditiva e Impressao
3D

Fornecimento de Gas de
Transporte para Instrumentacao
Analitica

Catalise e Sintese de
Nanomateriais

Fornece gas de transporte de argon ou azoto ultra-puro
diretamente nas cdmaras de CVD, PECVD e ALD durante o
processamento de wafers.

Purifica fluxos de gas de protegao para fornos tubulares, fornos de
atmosfera de vacuo e unidades de sinterizagdo dentaria que
processam ligas reativas.

Condiciona atmosferas de protegdo em caixas de luvas, linhas de
montagem de células pouch e estagdes de formulagdo de
eletrélitos.

Purifica a atmosfera de processo durante o estiramento de pré-
formas, fabricagdo de lingotes de silicio e deposigdo de camadas de
contacto passivadas em wafers.

Recircula e refina gases inertes de protegcdo dentro das camaras de
construcao de fusdo seletiva a laser (SLM) e fus&o por feixe de
eletrées (EBM).

Fornece fluxos de transporte ultra-estaveis e livres de humidade
para cromatografia gasosa (GC-MS), espectrometria de emissdo
ética (OES) e TGA.

Fornece atmosferas de reagdo limpas durante a redugao de
catalisadores, calcinagdo e sintese de alta pressdo de nanotubos de
carbono (CNT).

Evita a oxidacdo do substrato, minimiza defeitos do tipo
microfuro (pinhole) e garante alta uniformidade do filme em
camadas atémicas delicadas.

Elimina a descamacéo superficial e a descarbonetagdo em
titanio, zircénio e superligas refratérias durante ciclos de alta
temperatura.

Protege anodos de litio metélico e formulagdes de eletrélitos
sélidos sensiveis a humidade contra a degradagao catastréfica
por humidade.

Evita bandas de absorcdo de hidroxilo (OH) em vidro de silica e
preserva o tempo de vida dos portadores de carga em células
solares de alta eficiéncia.

Mantém niveis de oxigénio excecionalmente baixos para evitar
salpicos, porosidade e fragilizagdo na impressdo de metais
reativos.

Reduz o ruido de linha de base, previne o sangramento da
coluna, prolonga a vida Util dos detetores analiticos e melhora a
reprodutibilidade quantitativa.

Elimina o envenenamento competitivo de sitios ativos do
catalisador provocado por oxigénio residual e impurezas
organicas de humidade.

Parametro de Especificacao KT-JH-10 KT-JH-30 KT-JH-60 KT-JH-100

Numero do Item

Compatibilidade de Gases Purificados

KT-JH-10

Ar, N2, He, Kr, Ne, H2

KT-JH-30 KT-JH-60 KT-JH-100
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